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中文摘要  

 

DRAM 製造是一個景氣循環的產業，有淡季與旺季交替循環，再加上產品生命週期縮短

與製造技術快速更新，使得生產環境變得益加複雜。因此，現階段 DRAM 廠商的營運目標，

不再僅是從「製造」的單一角度一眛追求機台的高稼動率與最大產出，而是也要能從「市場」

角度快速反應需求的改變，例如在需求短缺與價格提升的「短暫」時間如何加速後段製程在

製品產出；而在需求降溫時如何恢復各 Layer 製程在製品比例的平衡，藉以改善廠商獲利與

避免損失。目前多數 DRAM 廠，為了回應不同市場需求，均能提出諸多派工構想，但卻欠缺

一套全域性具有完整描述製程與搬運系統能力的模擬實驗平台可實驗測試，無法對各種構想

進行評估，降低了回應市場需求的速度。因此，本研究的目標主要在針對 300 mm DRAM 晶

圓廠，建立一個可快速實驗各種派工機制的模擬平台，提供給生管人員設定派工規則的模擬

評估。DRAM 晶圓廠的加工步驟高達 500 多道製程，本研究的範圍將涵蓋模擬平台從晶圓投

片到產出所經過的「爐管」、「濕蝕刻」、「黃光」、「檢測」等製程，與搬運系統設計的模擬；

同時，所設計的模擬平台可提供管理者或現場作業人員依照構想的派工規則與控制點，安插

派工機制。本研究亦將嘗試提出動態派工機制的架構，具有考量當站狀況、前製程是否有緊

急批量將到達、與後製程的銜接能力。本模擬實驗平台除將從傳統製造角度評估如何改善機

台稼動率、生產線平衡、與產出最大化，也將用於從市場角度評估如何快速回應市場需求。 
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